
舟山制版 苏州微麦光电有限公司

产品名称 舟山制版 苏州微麦光电有限公司

公司名称 苏州微麦光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B418
室

联系电话  17710798515

产品详情

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

菲林特点及适用用途菲林特点及适用用途...内鼓结构，保证套位准确;单光源成像，保证网点准确、均匀
，密度稳定，可输出各种网点形状（圆形网点、方形网点、方圆混合网点等），各种网线（10-625线）
。适合彩色胶版印刷、树脂版印刷丝网印刷、移印转印等多种用途。

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

光刻和刻蚀有什么区别？

这两个词是半导体工艺中的重要步骤，需要配合剖面图讲解，最i好自己找本半导体工艺的书看。

“光刻”是指在涂满光刻胶的晶圆（或者叫硅片）上盖上事先做好的光刻板，然后用紫外线隔着光刻板
对晶圆进行一定时间的照射。原理就是利用紫外线使部分光刻胶变质，易于腐蚀。

“刻蚀”是光刻后，用腐蚀液将变质的那部分光刻胶腐蚀掉（正胶），晶圆表面就显出半导体器件及其
连接的图形。然后用另一种腐蚀液对晶圆腐蚀，形成半导体器件及其电路。

在半导体制造中，许多芯片工艺步骤采用光刻技术，用于这些步骤的图形“底片”称为掩膜（也称作“
掩模”），其作用是：在硅片上选定的区域中对一个不透明的图形模板遮盖，制版，继而下面的腐蚀或
扩散将只影响选定的区域以外的区域。



用选定的图像、图形或物体，对处理的图像（全部或局部）进行遮挡，来控制图像处理的区域或处理过
程。用于覆盖的特定图像或物体称为掩模或模板。光学图像处理中，掩模可以是胶片、滤光片等。数字
图像处理中，掩模为二维矩阵数组，有时也用多值图像。

舟山制版-苏州微麦光电有限公司(在线咨询)由苏州微麦光电有限公司提供。舟山制版-苏州微麦光电有限
公司(在线咨询)是苏州微麦光电有限公司（www.szphotomask.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶佳。
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